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證據3-圖式
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物件





第三圖





第四圖





系爭專利—標記單元使用較細線寬雷射光依循封閉曲線由淺至深漸進雕刻成形示意圖





系爭專利—雷射雕刻成形之操作示意圖





標記單元





雷射標記
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連續曲線





標記單元





第一圖





雷射標記





第二圖





附件


系爭專利—較佳實施例示意圖





系爭專利—另一較佳實施例示意圖





雷射光





雷射路徑





雷射光





環圈狀凹穴





光柵





工作平台





雷射頭
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證據2—圖式





圖3-17 雷射光通過稜鏡之光路圖





圖3-16 雷射加工系統





證據2—圖式





第3馬達





定位台





相位光柵





雷射光束





複數雷射光





證據3—圖式





證據6—圖式








